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Li/LiClO4-碳酸丙烯酯体系的交流阻抗研究 
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武汉大学化学系 

摘要： 

结合扫描电子显微镜, 用交流阻抗法对Li/LiClO_4-碳酸丙烯酯锂电极体系的研究表明, 锂电极表面膜层的生长分三

个阶段,相当于两个紧密层和一个疏松层。里紧密层由Li_2CO_3组成, 厚度约10 nm, 是Li~+导体和电子绝缘体, 电
阻率为1.4×10~8 Ωcm, 对锂电极的充放电无不利影响。外紧密层由Li_2CO_3和有机物组成。疏松层是在外紧密

层表面不断破裂和修复中形成的。它们都不利于锂电极的充放电。  
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